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Resumen

La aplicacién de técnicas interferométricas ha permitido medir, de forma no invasiva, distintas
propiedades fisicas de materiales transparentes como deformaciones, desplazamientos, contor-
nos y refractividad. Esta ultima permite cuantificar propiedades del material como tempera-
tura, densidad electrénica entre otros, si la relacién entre la refractividad y las caracteristicas
geométricas y electrénicas del material son conocidas [1].

Adicionalmente, en [2] se muestra la potencialidad de la reconstruccién digital de interferogra-
mas, shadows y schlieren aplicado en hologramas de registro digital y como se pueden eliminar
informaciones espurias en la reconstruccién de estos utilizando un holograma de referencia. No
obstante, existen un conjunto de aberraciones épticas como son coma, esféricas, entre otras;
que no son posibles de eliminar por este método ademas de ser dificiles y costosas de corregir
experimentalmente al momento de registrar el holograma o interferograma digital.

Este trabajo se presenta el estudio de la aplicaciéon de una técnica numérica de correccién
de aberraciones épticas denominada dptica adaptativa computacional (CAQO) aplicada sobre
el holograma de registro digital o sobre el objeto de fase obtenido por el método de Fourier
desde el holograma. La técnica CAO consiste en estimar las aberraciones épticas basado en
un numero aleatorio de caracteristicas geométricas para estas aberraciones descritas por una
secuencia aleatoria de polinomios de Zernike [3].

La determinacién de la secuencia aleatoria de los polinomios de Zernike asi como sus ponde-
radores se realiza un proceso de optimizacién a una métrica previamente establecida sobre un
conjunto acotado de variables aleatorias. Para esta investigaciéon se escogié como métrica Image
Sharpness y como método de optimizacion se utilizo algoritmo genético.
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